


















专利名称(译) 有源矩阵基板和液晶显示装置
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摘要(译)

间隔物被固定，同时防止了对有源矩阵基板表面的影响。有源矩阵衬底（ 1 ）包括薄膜晶体管（ 11 ），其设置在衬底（ 2 ）上并
且具有凹陷在薄膜晶体管的表面上制作，并且在凹槽中安装间隔物（ 13 ）。
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